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(54) CHẾ PHẨM TẠO LỚP PHỦ, VẬT PHẨM CÓ LỚP PHỦ HÓA CỨNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỀ MẶT VẬT PHẨM

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo lớp phủ chứa polyme có thể thủy phân ở một đầu 
có công thức (1) và polyme có thể thủy phân ở cả hai đầu có công thức (2), trong đó tỷ lệ 
phần trăm mol của polyme có thể thủy phân ở cả hai đầu so với tổng số mol của polyme có 
thể thủy phân ở một đầu và polyme có thể thủy phân ở cả hai đầu nằm trong khoảng từ 0% 
đến 20% mol; vật phẩm có lớp phủ hóa cứng được chế tạo bằng chế phẩm tạo lớp phủ này 
trên bề mặt của nó; và phương pháp xử lý bề mặt vật phẩm.
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